Izrada polimer-grafen kompozita foto-polimerizacijom makromera na bazi benzofenona
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Izvod: Za izradu hibridnih polimer/grafen kompozita primenjena je foto-polimerizacija oligo-dimetakrilata (BP-DMA) na bazi benzofenona i drugih dimetakrilatnih komonomera u prisustvu grafenskih struktura (grafen-oksid/GO, redukovani grafen-oksid/RGO) UV/VIS zračenjem ili laserskim zracima (impuls laserskog zrak 10-15 s). Za karakterizaciju dobijenih kompozita korišćene su različite metode, uključujući 1H NMR i FTIR spektroskopiju, optičku mikroskopiju, TEM, SEM/EDAX i DSC/XRD analizu. Kinetički parametri reakcije foto-polimerizacije BP-DMA i komonomera u prisustvu ili bez prisustva GO ili RGO su određivani pomoću foto-DSC i FTIR-a. Eksperimenti fotopolimerizacije su potvrdili dobru foto-reaktivnost odabranih monomera (stepen konverzije: 65-77 %) nakon 1 minuta izlaganja UV/VIS zračenju i pri dodatku grafena (do 0,5 mas.%), dok je brzina polimerizacije bila u opsegu od 0,14 do 0,1 s-1. Osim toga, dvofotonska-fotopolimerizacija reakcione smeše u prisustvu/odsustvu GO ili RGO nanoslojeva (0,1 mas.%) je omogućila formiranje 2D mikrostrukture primenom metode direktnog laserskog pisanja. Takođe, su analizirana morfologija i svojstva hibridnih kompozitnih materijala.
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